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Sposéb oirzymywania roziworv zasadowego siarczanu glinowego
nadajgcego sie do absorbeji dwutlenku siarki

Udzielono patentu z moca od dnia 29 marca 1954 r.

Roztwory zasadowego siarczanu glinowego
maja =zdolno§é absorbowania znacznych iloSci
dwutlenku siarki i dzieki temu stosuje sig je
w przemy$le do pochlaniania dwutlenku siarki
z mieszanin gazéw.

Zazwyczaj roztwoér pochlaniajacy przygotowu-
je sie z roztworu siarczanu glinowego przez do-
danie éci§le odmierzonej iloSci §rodka alkalizu-
jacego, np. sody lub tugu sodowego.

Podczas pracy przygotowany tak roztwér ule-
ga stopniowo zakwaszeniu na skutek tego, Ze
zawarty w przemywanych gazach tlen reagujac
z dwutlenkiem siarki tworzy kwas siarkowy
i stopiefi zasadowosci roztworu, a zatern i jego
zdolno§t absorbowania dwutlenku siarki maleje.
W celu uirzymania potrzebnego stopnia zasado-

wosci roztworu dodaje sie do niego stale pewne

ilo§ci zwiazkéw zasadowych (sody lub wodoro-
tlenku scdu) albo tez wytraca si¢ wodorstlenek
glinowy i rozpuszcza ‘w roztworze slarczanu gl

nowego. Opisane tu sposoby podnosza znacznie
koszt pracy instalacji absorbcyjnej.

Sposéb . wedlug wynalazku pozwala otrzymaé
roztwoér do absorbcji dwutlenku siarki oraz re-
generowaé zuzyty (juz zakwaszony) roztwér bez
znacznych kosztéw, nieuniknionych przy uzy-
ciu dotychczas znanych metod pracy. Mianowi-
cie okazalo sig, Ze mozna otrzymaé roztwor siar-
czanu glinowego o siopniu zasadowofci potrzeb-
nym do absorbcii dwutlenku siarki, dzialajac
w temperaturze od 70 do 100°C na kwas siar-
kowy lub rozbtwér zawierajacy siarczan glinowy
gling wyprazona w temperaturze 600—800°C i do-
kladnie mielona. Nalezy stosowaé co najmniej
25%0 madmiar gliny w stosunku do obliczonej
stechiometrycznej iloSci tlenku glinowego, po-
trzebnej do oirzymamia ‘zasadowego siarczanu

*) Wiasciciel .patentu . oswiadczyl, ze $worca

: wynalazku jest prof. dr Stanistaw Brcts:najder.



gliuow‘égb" ‘i& ‘iqdahym “$tipnfus rasadowosel
. i prowadzié proces lugowama gliny co najmniej
w ula(u 3 godzin "Po zakoniczeniu: tugowania
oddziela” sie” roztwer zasadowego siarczanu gli-
nowego za pomocy filtrowania od nierozpusz-
czonego osadu krzemionki i nadmiaru gliny; roz-
twoér ten nadaje sie dobrze jako ciecz do ab-
sorbeji dwutlenku siarki. W przypadku-regene-
rowania roztworu zasadowego siarczanu glino-
wego zuzytego wskutek zakwaszenia kwasem
slarkowym powstalym z reakcji dwutlenku siar-
ki z tlenem, malezy ogrzewaé ten roztwoér W Spo-
s6b wyzej opisany z dodatkiem prazcnej i mie-
lonej gliny. Podczas ogrzewania f{worzy sie za-
sadowy slarczan glinowy i mosna osiagnaé za-
dany stopien zasadowoSci cieczy absorbcyjnej.

Przyklad: 10 1 roztworu zawierajacego
rozpuszczone 2,80 kg Aly(SO4)s ogrzano do tem-
peratury 95°C i dodano 1,25 kg gliny praZonej,
zawierajacej 31% Al;Og. Glina byla uprzednio
przeprazona w ciggu 3 godzin w temperaturze

750°C, a nastepnie zmielona tak, by pozostalo$é -

na sicie 1600 oczek/cm? nie przekraczala 25%e.
Roztwér z dodang gling ogrzewano w ciagu 5 go-
dzin, ciggle mieszajac, a nastepnie odfiltrowano

przesacz od osadu. Otrzymano 9,1 1 przesgczu
o stezeniu 192 g SO/l i 109 g AlsO4/l. Zasado-
wo$é otrzymanego roztworu, wyrazona jako sto-

~.sunek molowy SOg/AlsO3 wynosita 2,24, Roz-

twoér taki nadaje sie do pochldniania dwutlenku
siarki z mieszanin gazowych.

Zastrzezenie patentowe

‘Spos6b otrzymywania roztworu zasadowego
siarczanu glinowego, nadajgcego sie do absorbo-
wania dwutlenku siarki z mieszanin gazowych
znamienny ‘tym, ze do roztworu zawierajacego
kwas siarkowy lub siarczan glinowy dodaje sie
gline prazong i mielong w takiej ilosci, ze za-
wiera ona co najmniej o 25% wiecej tlenku gli-
nowego, niz nalezy rozpu$cié, by otrzymaé za-
sadowy siarczan glinu o ?adanym stopniu zasa-
dowosci, po czym mieszanine ogrzewa si¢ mie-
szajac do temperatury powyzej 70°C w ciggu co
najmniej 3 godzin.
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